
Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie PLAN ZAJĘĆ semestr zimowy 2026/2027

Kierunek studiów: Mechatronika,  studia stacjonarne I stopnia, Rok 2
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s.D112/O11 

(W.Dudda)
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Podstawy mechatroniki 

(lab.) s.B12,A109/O11 

(K.Duda, A.Zaremba, 
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Legenda:

O11 - ul. Oczapowskiego 11

H10 - ul. Heweliusza 10

H14 - ul. Heweliusza 14

Sł.46A - ul. Słoneczna 46A

Sł.54 - ul. Słoneczna 54

s.(Nazwa Katedry) - sala katedry

Przedmiot z modułu ogólnouczelnianego

Język obcy II  (ul.K.Orbitza 1 - WH)
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SPIS KATEDR:                                                                       

- ul. Oczapowskiego 11: 

KEiE - Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

KPiM - Katedra Pojazdów i Maszyn

KMiPKM - Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 

KTMiM - Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

 

 - ul. Słoneczna 46A:

KM - Katedra Mechatroniki

Plan wykonali:

Bartosz Moczulak

Magdalena Zielińska 

Podpis przedstawiciela

samorządu studenckiego:
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